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摘要(译)

本发明提供了一种场致发光板和场致发光板的制造方法。在玻璃基板上
形成有机EL元件(S10)，在该元件上形成保护膜(S12)。对该元件基板的
表面或密封基板的表面进行臭氧处理或等离子体处理(S14)，利用丝网印
刷，在其表面上涂布粘接剂(S16)。将元件基板和密封基板导入减压装置
的腔内(S18)，将该腔内部减压至压力P1(S20)。粘接剂内所含的挥发成
分的发泡，在放置给定时间至稳定后(S22)，使该腔内的压力升高至P2，
抑制挥发成分的发泡(S24)，贴合基板(S26)。接着，为了使微小空间消
失，加压和加热(S28)，最后，利用紫外线灯等，使粘接剂固化(S30)。
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